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[ 研究概要 ]
ࠋɔࡍ重せ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍಖ☜ࢆのᵓ㐀೺඲性ࡑ、ࡣ㔠ᒓ等のᵓ㐀ᮦᩱ࡛ࡧࡼ࠾ࢫࢡラミッࢭࠉ 㐀೺඲性ࢆపୗࡉ

ࡋ࡚࡜㧗温ᵓ㐀ᮦᩱ等ࠋࡍ⿣࡛ࡁࡿࡌ生࡟〇㐀᫬や౑⏝᫬、ࡣ኱のせᅉ᭱ࡿࡏ ฼⏝ࡀᮇᚅࢭࡿࢀࡉラミッ࠾࡟ࢫࢡ

ᴟめ࡚ࡣ⿣のᑍἲࡁ࡞⬟ᙉ度ୖチᐜྍ、࡟ため࠸ప࡚࡭ẚ࡟㔠ᒓࡀቯ㠌性್◚、ࡣ࡚࠸ ᑠࡑࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃࡉのため、

౑⏝中࡟Ⓨ生ࡋたࡁ⿣ࡀᴟめ࡚ 微ᑠ࡛ ࡋ࡚࡜たࡗ࠶ ࡋపୗ࡚࡟኱ᖜࡣᙉ度、ࡶ ࡗ࡚ࡀたࡋࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ 、౑⏝中࡟Ⓨ

生ࡋたࡁ⿣ࡑࢆのሙ࡛⮬ᕫ἞⒵ࢭࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍラミッࢫࢡの㛤Ⓨࡀษᮃ࡚ࢀࡉ ࠋ୍ࡍࡲ࠸ ᪉、㔠ᒓのሙ合ࡣ࡟、

ᙉ度ୖチᐜྍ⬟ࡁ࡞⿣ᑍἲࢭ、ࡣラミッࡣ࡝࡯ࢫࢡᑠࡁ、ࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡃࡉ⿣ࢆ᭷ࡿࡍᵓ㐀㒊ᮦの౑⏝ࢆ⥅⥆

ࡁ、࡟ࡕ࠺࡞微ᑠࡀ⿣ࡁ、ࡣ࡟ためࡿࡅ㑊ࢆࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࡞࡜ᚲせࡀ஺換ࡣ࠸ࡿ࠶ಟ⿵、ࡣ࡟たሙ合ࡋᡂ㛗ࡀ⿣ࡁ、ࡋ

⿣のᡂ㛗ࢆ㜼Ṇࡕࢃ࡞ࡍ↓ᐖ໬ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᭷⏝࡛ࡁ、ࡾ࠶⿣の↓ᐖ໬ᢏ⾡の㛤Ⓨࡀษᮃ࡚ࢀࡉ ࠋࡍࡲ࠸

ࡇ࡛ࡑࠉ 、ᙜ◊✲ᐊ࡛ࢭࡣラミッࡧࡼ࠾ࢫࢡ㔠ᒓのᵓ㐀೺඲性ࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉୖྥࢆ┠ⓗࡋ࡜、「⮬ᕫࡁ⿣἞⒵⬟ຊ

ࡋᐇ᪋࡚ࢆ「✲◊ࡿࡍ㛵࡟⿣の↓ᐖ໬ࡁࡿࡅ࠾࡟㔠ᒓ」ࡧࡼ࠾「✲◊ホ౯の࡜の㛤Ⓨࢫࢡラミッࢭࡿࡍ᭷ࢆ ࡲ࠸

[アドバンテージ]ࠋࡍ
「⮬ᕫࡁ⿣἞⒵⬟ຊࢆ᭷ࢭࡿࡍラミッࢫࢡの㛤Ⓨ࡜ホ౯の

◊✲」

⣙ࢆᙉ度、ࡣࢫࢡラミッࢭ⏝たᵓ㐀ࢀࡉ本◊✲࡛㛤Ⓨࠉ

��㸣ࡶపୗࡁࡿࡏࡉ⿣ࢆ౑⏝温度ᇦ࡚࠸࠾࡟▷᫬㛫࡛἞⒵

作ࡀᘬᙇᛂຊ࡟⿣㒊ࡁ、たࡲࠋࡍࡲࡁ᏶඲ᅇ᚟࡛ࢆᙉ度、ࡋ

ࡋ࡚⏝ ࢩࠋࡍࡲࡋᕫ἞⒵⮬ࢆ⿣ࡁ、ࡶ ッࣙトࣆーࣥࢽグ࡜⮬ᕫ

ࡍୖྥࡶ㌿動⑂ປᙉ度や⪏ᦶ⪖性、࡛࡜ࡇࡿࡍ⏝ేࢆ⿣ࡁ

ࠋ㸦ᅗ㸯㸧ࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ

「㔠ᒓࡁࡿࡅ࠾࡟⿣の↓ᐖ໬࡟㛵ࡿࡍ◊✲」

ࢩࠉ ッࣙトࣆーࢽ グࣥ等ࡾࡼ࡟㔠ᒓの⑂ປᙉ度ࢆ኱ᖜୖྥ࡟

ࡋᐇドࢆ࡜ࡇࡿࡁᐖ໬࡛↓ࢆ㠃Ḟ㝗⾲࡞᭷ᐖ、࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡏࡉ

ࠋたྍࡋࡲ ᦙ性のࣆࡿ࠶ーࢽ グࣥ装置࠸⏝ࢆ 、࡚⁐᥋㒊ࡅ࠾࡟

ྍࡶ࡜ࡇࡿࡍᘏ࿨໬，ࡋᐖ໬↓ࢆ⿣ࡁປ⑂ࡿ ࠋ�ᅗ㸰�ࡍ࡛⬟

[事例紹介]
ࡋ対࡚࡟事౛࡞࠺ࡼ௨ୗのࠉ 適⏝ྍ⬟࡛ࠋࡍ

・⮬動㌴、⯟✵ᶵ㒊ရ等の⑂ປᙉ度ྥୖ

・㧗⤒ᖺ໬ࡋた社఍ࣥ࢖フラの⁐᥋㒊等⑂ປࡁ⿣の↓ᐖ໬

・㧗温ࢿ࢚ルࢠーᶵჾの㧗性⬟、㧗ಙ㢗性໬

・ᦾ動㒊ᮦの㧗性⬟、㧗ಙ㢗性໬

・ṑ⛉⏝ࣉࣥ࢖ラ トࣥ⏝ࢭラミッࢫࢡのಙ㢗性ྥୖ

■ 相談に応じられるテーマ
㔠ᒓᮦᩱࢭࡧࡼ࠾ラミッࢫࢡᮦᩱの⾲㠃Ḟ㝗のᙳ㡪のホ౯᪉ἲ

ᵓ㐀ᮦᩱࡿࡼ࡟⌮㠃ฎ⾲✀ྛࡿࡍ࡜めࡌࡣࢆグࣥࢽーࣆットࣙࢩ

の㛗ᑑ࿨໬

ラࣥト⏝㓄⟶や圧ຊᐜჾの⑂ປᑑ࿨ホ౯ἲࣉ

■ 主な所属学会
日本ᶵᲔᏛ఍

日本ᮦᩱᏛ఍

日本ࡡࡤᏛ఍

■ 主な論文
ࠗ,QcrHDsH iQ 6trHQgth oI 3DrtiDOO\ 6tDEiOi]Hd =ircoQiD 

$ItHr 6hot 3HHQiQg  ࠘㺀-oXrQDO oI 0DtHriDOs (QgiQHHriQg DQd 

3HrIorPDQcH, 24,9, 2�73-3�7�㺁 201�

ࠗ⁐᥋Ṇ➃㒊ࡁ࡟⿣ࢆ᭷ࣥࢸࢫࡿࡍレࢫ㗰のࣆーࣥࢽグࡿࡼ࡟⑂ປ

㝈度ྥୖࡁ࡜⿣の↓ᐖ໬ 㺀࠘圧ຊᢏ⾡，�3-3, 140-14�㺁 201�

ࢩࠗ ッࣙトࣆーࣥࢽグࡿࡼ࡟㧗ᙉ度㗰ࡿࡅ࠾࡟⾲㠃Ḟ㝗の↓ᐖ໬㸦ࡁ

⿣ᙧ≧のᙳ㡪㸧࠘ 㺀ࡡࡤㄽᩥ㞟， �9， 13-1�㺁 2014

ࠗ஧㍈ᛂຊሙ࡟着┠ࡋた࢚ル࣎㓄⟶のపサࢡ࢖ル⑂ປᑑ࿨ホ౯ 㺀࠘圧

ຊᢏ⾡ �0, 4, 1�4-193㺁 2012

ࠗ,PproYHPHQt oI strHQgth DQd rHOiDEiOit\ oI cHrDPics E\ 

shot pHHQiQg DQd crDcN-hHDOiQg࠘㺀-oXrQDO oI thH (XropHDQ 

&HrDPic 6ociHt\, 30-1�, 3047-30�2㺁 2010

■ 主な特許
≉チ➨�1�2�37ྕ 「ࢭラミッࢫࢡ〇ရの〇㐀᪉ἲ，ࢭラミッࢫࢡ〇ရ」

■ 主な著書
⮬ᕫಟ᚟�ࢬ࢟᚟ඖ �ᮦᩱの᭱新ᢏ⾡㸫࣓ー࢝ー᥇⏝のトレࣥド㸫，

ᢏ⾡᝟報༠఍, 90-9� �2011�

᭱新の⮬ᕫಟ᚟ᮦᩱ࡜ᐇ⏝౛，ࢩーࢩ࣒࢚ーฟ∧ , 1�4-17��2010�

6HOI-hHDOiQg 0DtHriDOs, &hDptHr 6, :,/(<-9&+ �200��
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応⼒集中の緩和

圧縮残留応⼒の導⼊ 疲労き裂 進展停⽌（無害化）

ニードルピン 溶接余盛

表層部の硬さ向上

突合せ溶接
継⼿の断⾯図

治癒されたき裂
：加工等により生じた表面き裂を治癒する
ことで，曲げ強度や接触強度が大幅に向上

圧縮残留応力
:破壊靱性値および
接触強度が大幅に
向上

SiC微粒子
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